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GUBERNATOR HOCHUL SWIETUJE ZAKON’CZENIE BUDOWY NANOFABRYKI NY
CREATES O WARTOSCI 1 MLD USD

Przyszia siedziba najbardziej zaawansowanego w Ameryce Péfnocnej
publicznego sprzetu High NA EUV Lithography, ktory umozliwi opracowanie i
ponowne ulokowanie produkcji kolejnej generacji technologii péiprzewodnikow

Inwestycja gubernator zapewnia 9 mld USD prywatnych inwestycji oraz umacnia
pozycje stanu Nowy Jork jako sSwiatowego lidera w badaniach i rozwoju chipow
nowej generacji

Gubernator Kathy Hochul ogtosita dzi$ ,zawieszenie wiechy” w obiekcie NanoFab
Reflection — kluczowego elementu inwestycji gubernator o wartosci 1 mid USD w
kompleks Albany NanoTech nalezacy do NY Creates — co stanowi wazny kamien
milowy w ramach inicjatywy o wartosci 10 mld USD oraz strategii stanu Nowy Jork na
rzecz wzmocnienia amerykanskiego przywéddztwa w branzy pétprzewodnikéw. Nowy
obiekt bedzie siedzibg pierwszego w kraju publicznie nalezgcego osrodka High NA EUV
Lithography (Centrum Litografii High NA EUV), wyposazonego w najbardziej
zaawansowane mozliwosci badawczo-rozwojowe chipow na swiecie.

NanoFab Reflection o powierzchni 310 000 stop kwadratowych jest kluczowym
elementem strategii gubernator w zakresie potprzewodnikéw oraz inwestycji w rozwoj
kompleksu NanoTech Albany NY Creates, ktéry jest juz najwazniejszym w kraju
publiczno-prywatnym osrodkiem badan i rozwoju w dziedzinie p&tprzewodnikéw. Projekt
ten bedzie wspierat setki nowych statych miejsc pracy w sektorze zaawansowanych
technologii, wygeneruje 9 mld USD prywatnych inwestycji i wykorzysta site
rozszerzonego partnerstwa z uniwersytetami, programami dla pracownikow i globalnymi
firmami potprzewodnikowymi. Ceremonia zawieszenia wiechy oznacza instalacje
ostatniej stalowej belki konstrukcji NanoFab Reflection, podkreslajgc postep budowy
zgodnie z harmonogramem. Zakonczenie budowy planowane jest na koniec przysztego
roku.

,Ukonczenie tego etapu to wazny krok w kierunku zabezpieczenia przysztosci
zaawansowanych badan nad chipami tutaj, w stanie Nowy Jork”, powiedziata
gubernator Hochul. ,Ta inwestycja o wartosci 1 mld USD, ktérg zapewnitem dla NY
Creates, toruje droge do dobrych miejsc pracy, silniejszych spotecznosci i innowacyjne;j



gospodarki, ktora utrzymuje konkurencyjnos¢ naszego stanu na arenie
miedzynarodowej”.

Prezes NY Creates Dave Anderson powiedziat: \Wraz ze zwiehczeniem NanoFab
Reflection swietujemy nie tylko budynek, ale kolejny rozdziat innowacji
potprzewodnikowych w stanie Nowy Jork, ktory jest mozliwy dzieki strategicznej
inwestycji gubernatora w obiekt i sprzet High NA EUV, ktory juz dziata jak magnes
przyciggajacy przemyst z catego swiata. Centrum High NA EUV reprezentuje rodzaj
przysztosciowych, wptywowych mozliwosci badawczo-rozwojowych, dla ktorych
stworzono Creates. JesteSmy dumni, ze konsekwentna koncentracja Nowego Jorku na
badaniach i rozwoju chipow — oraz nasze osiggniecia w zakresie dostarczania wynikow
— sprawity, ze jest to miejsce katalizujgce przyszie technologie na nadchodzace lata”.

Prezes, dyrektor generalna i komisarz Empire State Development Hope Knight
powiedziata: ,Pod przywodztwem gubernator Hochul, stan Nowy Jork kontynuuje
strategiczne inwestycje w badania, rozw¢j i produkcje, aby rozwija¢ stanowy ekosystem
potprzewodnikow. Dzisiejszy kamien milowy stanowi najnowszy krok w ustanowieniu
Nowego Jorku centrum krajowej produkcji pétprzewodnikéw. Wykorzystujgc
finansowanie publiczne w stosunku do finansowania prywatnego, NanoFab Reflection
pomoze stymulowac nowe innowacje w tym dynamicznym sektorze dzieki wspotpracy
miedzy kluczowymi partnerami akademickimi i przemystowymi”.

NanoFab Reflection bedzie obejmowat 50 000 stép kwadratowych najnowoczesniejszej
powierzchni pomieszczen czystych, zbudowanej w celu wspierania najbardziej
wymagajacych i najnowoczesniejszych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie
potprzewodnikéw na swiecie. Obiekt bedzie miescit sprzet litograficzny High NA EUV
firmy ASML, najbardziej zaawansowane na $wiecie narzedzie do drukowania malenkich
elementow, ktére zasilajg chipy nowej generacji. Nowy sprzet do litografii High NA EUV,
ktéry ma pojawi¢ sie w Albany NanoTech Complex w potowie 2026 roku, bedzie w
stanie tworzyc¢ chipy o wiekszej mocy i szybkosci, aby sprostac stale rosngcym
potrzebom obliczeniowym, jednoczesnie czynigc je bardziej energooszczednymi.

Zaangazowanie gubernator Hochul w przemyst pétprzewodnikéw

Dzisiejszy kamien milowy uzupetnia zobowigzanie gubernator Hochul do przeniesienia
produkcji pétprzewodnikow oraz badan i rozwoju do stanu Nowy Jork. Pod
przywodztwem gubernatora stan Nowy Jork odnotowat znaczne ozywienie inwestycji
zwigzanych z potprzewodnikami. Utworzenie Centrum Litografii EUV w Albany opiera
sie na cigglym zaangazowaniu w ustanowienie stanu Nowy Jork globalnym centrum
produkcji uktadéw scalonych. Odkad gubernator objat urzad, stan Nowy Jork ma
obecnie najszybciej rozwijajgcy sie ekosystem przemystu potprzewodnikowego w kraju.
Gubernator Hochul zapewnita ponad 124 mld USD na nowe inwestycje w branzy, w tym
duze inwestycje Micron i GlobalFoundries oraz lideréw tancucha dostaw
potprzewodnikow, takich jak Edwards Vacuum, TTM, Menlo Micro i AMD. Inwestycje w
potprzewodniki w stanie Nowy Jork odgrywajg bezposrednig role w sprowadzaniu
wiekszej liczby badan i produkcji chipow z powrotem do Stanéw Zjednoczonych —
pomagajgc zabezpieczy¢ fancuchy dostaw, zwiekszajgc bezpieczenstwo narodowe i



chronigc amerykanskg konkurencyjnosc. Do konca dekady w stanie Nowy Jork i jego
okolicach produkowanych bedzie wiecej chipéw niz gdziekolwiek indziej w USA. Rozwdj
tego ekosystemu obiecuje stworzy¢ dziesiatki tysiecy dobrze ptatnych miejsc pracy dla
mieszkancow stanu Nowy Jork i zasadniczo zmienic¢ trajektorie gospodarczg catego
stanu.

Senator Charles Schumer powiedziat: ,Ukonczenie ekscytujgcego i nowego
NanoFab Reflection przynosi Albany NanoTech ogromny krok naprzdéd w dalszym
ustanawianiu tego miejsca jako kwitngcego, uznanego na catym $wiecie centrum
najnowoczesniejszych badan i rozwoju potprzewodnikow, ktore napedza wiodgcag
pozycje Ameryki w produkcji chipow. Pod przewodnictwem gubernator Hochul, stan
Nowy Jork wkrotce stanie sie siedzibg pierwszego i jedynego w kraju publicznego
Centrum Litografii High NA EUV. Obiekt ten pomiesci najbardziej zaawansowane na
Swiecie maszyny do badania mikrochipow i stanie sie poligonem doswiadczalnym dla
najlepszych amerykanskich naukowcéw, uniwersytetéw i firm, aby zapewnié, ze kolejne
wielkie odkrycia technologiczne zostang dokonane tutaj, a nie w Chinach. Dzisiejszy
kamien milowy jest kolejnym dowodem na to, ze Albany NanoTech jest miejscem, ktére
utrzymuje Ameryke na czele branzy potprzewodnikow, ktora napedza naszg
gospodarke”.

Senator stanowa Patricia Fahy powiedziata: ,Dzisiejszy dzien stanowi kolejny
kamien milowy na drodze regionu Capital Region do stania sie stolicg krajowych badan
nad potprzewodnikami. Wraz z postepem prac nad przetomowym Centrum Litografii
High NA EUV w Albany Nanotech Complex, ktére jest bliskie ukonczenia, korzysci dla
naszych spotecznosci bedg ogromne. Tworzenie wysokoptatnych miejsc pracy,
zaréwno dla oséb o wysokich kwalifikacjach, jak i bez wyksztatcenia wyzszego,
ekonomiczne efekty mnoznikowe dla okolicznych firm i dzielnic oraz inwestycje w nasze
lokalne dziedziny STEM i badan naukowych bedg procentowac przez wiele lat. Dzieki
silnym inwestycjom poczynionym zarowno przez gubernator Kathy Hochul, SUNY, jak i
legislature stanowg, Albany i nasz region stoteczny sg krajowymi liderami na granicy
nanotechnologii i badan nad pétprzewodnikami, prowadzgc przetom po przetomie, i
jestem podekscytowany, widzgc prace i sukcesy w przyszitosci’.

Czlonek Zgromadzenia Gabriella Romero powiedziata: ,Dzisiejsze zawieszenie
wiechy na wartym 1 mld USD NanoFab Reflection NY CREATES to cos wiecej niz
kamien milowy w budowie — to niezachwiane zaangazowanie stanu Nowy Jork w
przewodzenie swiatu w dziedzinie innowacji pétprzewodnikowych. Ekscytujgce
inwestycje, takie jak ta, przynoszg najnowoczesniejsze badania, wysokiej jakosci
miejsca pracy i dtugoterminowy wzrost gospodarczy w naszym regionie. Dzieki nowemu
Centrum Litografii High NA EUV, Nowy Jork nie tylko przygotowuje sie na przysztos¢
technologii — budujemy jg wtasnie tutaj, w Albany”.

Cztonek Zgromadzenia John T. McDonald lll, RPh, powiedziat: ,Dzi$ sSwietujemy
niesamowity kamien milowy dla NanoFab Reflection i wiekszego kompleksu NY
Creates Albany NanoTech. Nowy Jork nadal inwestuje w przyszto$¢ branzy
potprzewodnikow i nadal umacnia pozycje stanu Nowy Jork jako lidera w branzy z



siedzibg w regionie stotecznym. Dzigkuje gubernator Hochul, NY Creates i wszystkim
partnerom, ktérzy niezmiennie traktujg te dziatania priorytetowo”.

Burmistrz miasta Albany, Kathy Sheehan, powiedziala: ,Dziekuje gubernator Kathy
Hochul za nieustanng prace nad zapewnieniem wiodgcego w kraju poziomu inwestycji
w sektorze technologii potprzewodnikowych. Ten szczyt to kolejny ogromny kamienh
milowy dla miasta Albany, regionu Capital Region i stanu Nowy Jork — pomagajgcy
tworzy¢ swiatowej klasy, dobrze ptatne miejsca pracy w branzy przysztosci. Ciggte
zaangazowanie w NY Creates umacnia dziedzictwo Albany w opracowywaniu
najnowoczesniejszych innowacji i zapewni nam globalng pozycje lidera w dziedzinie
badan i rozwoju uktadéw potprzewodnikowych w nadchodzacych latach”.
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